Solution for researching

Vaso De Laboratorio De Ptfe Personalizado Resistente Al Calor

Para Calentamiento En Placa Caliente Y Analisis De Trazas

Numero de articulo: PL-CP232

Introduccion

Vasos de PTFE personalizados de alto
rendimiento diseflados para un calentamiento
confiable en placa caliente hasta 260°C.
Disefados con una resistencia quimica superior
y propiedades anti-deformacién, estos
recipientes de laboratorio de 30ml garantizan
un analisis de trazas de alta pureza y una
durabilidad a largo plazo en entornos exigentes
de procesamiento quimico industrial.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Calentamiento de muestras de suelo o tejido en acido nitrico o

Digestién de Metales Traza L .
e fluorhidrico concentrado en placas calientes.

Grabado de

Semiconductores bafios quimicos agresivos.

Sintesis Farmacéutica .,
organicos a temperaturas controladas.

Pruebas Petroquimicas .
en muestras de aceite pesado.

Preparacion de muestras de agua para ICP-MS mediante

Anélisis Ambiental I L A
concentracién asistida por acido.

Investigacion de Baterias

Identificacion del
Modelo

entornos electroquimicos corrosivos.

Especificacion Detallada para la Serie PL-CP232

PL-CP232

Capacidad Estandar

c icién del
omp?smlon € 100% PTFE Virgen de Alto Peso Molecular

Material

Re5|s":enC|a Térmica Hasta 200°C

(Continua)

Limite Maximo de

260°C (500°F
Temperatura L )

Resistencia Quimica A
laboratorio comunes

Resistencia a la

Deformacién calentamiento

Perfil del Fondo .
placa caliente

Limpieza y grabado de lotes pequefios de obleas de silicio utilizando

Reflujo o calentamiento de intermedios reactivos en solventes

Evaporacién de compuestos volatiles y prueba del indice de acidez

Pruebas de estabilidad de electrolitos y materiales de electrodos en

30ml (Volimenes personalizados disponibles bajo pedido)

Cero lixiviacién de iones metélicos garantiza precision analitica a niveles
de ppb.

La resistencia al HF y la pureza extrema evitan la contaminacién de las
obleas.

La superficie no reactiva evita la interferencia catalitica con reacciones
sensibles.

La alta tolerancia térmica permite el procesamiento seguro de fluidos con
alto punto de ebullicién.

Las paredes hidrofébicas garantizan una recuperacion del 100% de la
muestra y una contaminacién residual minima.

Resiste sales de litio y solventes agresivos utilizados en 1+D de
almacenamiento de energia.

Gama completa (pH 0-14); resistente a todos los &cidos/solventes de

Base mecanizada de alta densidad para evitar el pandeo durante el

Superficie mecanizada ultraplana para un contacto optimizado con la
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plicacié

Tolerancia de

Mecanizado CNC de precisién a +/- 0.1mm

Fabricacién
Capacidad de Dimensiones, grosor de pared y geometria totalmente
Personalizacién personalizables
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